Svételna atmosféra
a navrh osvétleni

Popis toho, jak a pro¢ vnimame své
okoli a jak jsou utvareny nase dojmy
o konkrétnim misté, je velice rozsahla
a slozita problematika, ktera spada do ob-
lasti filozofie (fenomenologie) a teorie ar-
chitektury [1]. Pokud pfipustime podstat-
né zjednoduseni této problematiky, lze
fenomén ,,mista“ popsat pomoci pojmu
wprostor a ,charakter. Zatimco ,,prostor”
oznacuje geometrické usporddani mis-
ta a prvkd v ném umisténych, ,charak-
ter vyjadtuje celkovou atmosféru, ktera
je nejobecnéjsi vlastnosti kazdého mista.
Oba tyto pojmy jsou na sobé¢ zavislé a ne-
Ize je exaktné oddélit. Je ale snad mozné
fici, Ze dany prostor je urditym ramcem
pro charaktery, které uvniti ného mohou
vzniknout.

Jednim z hlavnich parametra, ktery
vyznamné ovliviiuje ,charakter daného
mista, je svétlo.

Svételné podminky, dotvarejici charak-
ter konkrétniho mista, jsou velmi kom-
plexni realitou, jejiz vyjadieni a popis
jsou znacné obtizné. Pravdépodobné nej-
vystiznéj$im vyjadienim svételnych pod-
minek je slovni popis svételné atmosféry,
ktera je soucasti naseho vizualniho vjemu.
V soucasné dobé jsme si zvykli popis své-
telné atmosféry transformovat na popis
tzv. svételného pole [3], z kterého je vizu-
alni viem vyloucen a u kterého se k popisu
svételnych podminek vyuzivaji svételné-
technické velic¢iny (osvétlenost, jas, svétel-
ny vektor apod.). Je tfeba si ale uvédomit,
Ze takovy popis je velmi vyraznym zjed-
nodusenim obecnéjsi svételné atmosféry.

Pro nazornéjsi vystizeni rozdilu mezi
svételnou atmosférou a svételnym polem
byly zvoleny dva pfiklady z oblasti osvét-
leni vystavnich prostort. V prvnim piipa-
dé maji byt vytvoieny svételné podmin-
ky, kdy budou viditelné pouze exponaty,
a prostor zcela zmizi. Exponaty levitu-
ji v nekone¢ném ,kosmickém® prostoru.
Pro dosazeni takové svétlené atmosféry
musi svételny tok v maximalni mozné
mife dopadat pouze na vystavené expo-
naty. Zakladnim, ne vSak jedinym pted-
pokladem je pouziti takového smérové-
ho osvétleni, u kterého bude maximalné
potlaceno tzv. parazitni svétlo, tedy svét-
lo vyzatované mimo pottebny prostorovy
thel. Tim se dosahne toho, ze se expona-
ty ,oyjevi, a ostatni ¢asti prostoru zusta-
nou ,skryty. Jinym piikladem je pozada-
vek na vytvorent tzv. reliéfniho osvétleni.
Tento zptisob osvétleni se pouziva u ex-

ponatl s jemnou povrchovou strukturou
(mince, rytiny apod.), u nichz zlepsuje je-
jich ,¢itelnost“. Pro vytvoreni takového
typu osvétleni je tfeba, aby svétlo dopa-
dalo na exponat te¢né, tedy pod ostrym
thlem. Jak obé zminéné situace, které si
lze vizualné pomérné snadno predstavit,
vyjadrit svételnétechnickymi parametry?
Pokud by byl takovy slozity popis vytvo-
fen a nékomu pfedan bez dalsiho komen-
tare, okamzité se ztraci informace o vizu-
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alnim vjemu a popis ,svételné atmosféry“
je redukovan na popis ,svételného pole®.
Z uvedenych diavodi nelze svételnou at-
mosféru vyjadrit pomoci svételnétechnic-
kych parametrti. Navic svételna atmosféra
specifikovana v ivodni fazi projektu neni
staticky stav, ale je to proces, ktery se po-
stupné zpfesnuje a dotvari.

Pro kvalitni navrh osvétleni je tfeba
pochopit a respektovat funkce jednotli-
vych profesi v realizaénim tymu. Pokud

Obr. 1. PraZska mincovna - celkovy pohled do expozice
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Obr. 2. Solitérni vitrina s mincemi

zustaneme u vystavnich prostort, za ob-
sah expozice, tedy co bude vystaveno, je
zodpovédny autor expozice. Za to, jakym
zplsobem to bude vystaveno, je zodpo-
védny architekt. Ten je zde také zodpo-
védny za podobu celkové atmosféry expo-
zice a za jeji definovani. Z této obecnéjsi
celkové atmosféry je pak tfeba abstra-
hovat ¢ast, ktera souvisi s osvétlenim, tj.
svételnou atmosférou, za jejiz vytvoreni
je odpovédny svételny technik. Konec-
ny vysledek a vizualni podoba expozice
tedy zaviseji jednak na schopnosti archi-
tekta vnimat svétlo jako jednu ze zaklad-
nich materif prostoru a na jeho schopnosti
zformulovat pfedstavu o celkové i svétel-
né atmosfére a jednak na schopnosti své-
telného technika tuto vizi architekta po-
chopit a zrealizovat.

V ramci navrhu osvétleni je tedy na po-
¢atku tfeba popsat svételnou atmosféru
vytvarejici celkovy dojem, ktery si na-
vstévnik z vystavy odnasi. Jak k tomu-
to popisu dojit, neni uvedeno v zadnych
normach, doporucenich ani pfiruckach
a zavisi to na zkuSenostech, intuici, vza-
jemné spolupraci a respektu mezi auto-
rem, architektem a svételnych technikem.

Pro pfedstavu lze s velkym zjednodu-
$enim Fici, ze svételnd atmosféra se miize
pohybovat od rovnomérné rozptyleného
osvétleni po dramatické bodové sméro-
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vé osvétleni. Obé tyto situace mohou byt
v rizné mife kombinovany a kazdé z tak-
to vzniklych situaci lze dosahnout nepfte-
bernym mnozstvim zptsobti. Po specifi-
kovani predstavy o svétlené atmosfére Ize
v dal$im kroku pfistoupit ke stanoveni
svételnétechnickych parametrd, které je
tfeba v piipadé muzei a galerii posuzo-
vat jak z pohledu navstévnika (vjem ex-
ponatl), tak z pohledu vystavenych ex-

ponatd (ochrana exponatit). Je tfeba si
pfitom uvédomit, ze tyto objektivni pa-
rametry jsou jen urcitym voditkem, kte-
ré umoznuje postupné zpresnovat vysled-
nou podobu osvétleni, ale ze stale zista-
vaji pouze diléi soucasti slozité svételné
atmosféry.

V praxi se stava, ze architekti zaménu-
ji pojem ,osvétleni® za ,svitidla“ a mis-
to toho, aby se pokusili vyjadrit, jak by

Obr. 3. Svitidlo Shuttle, halogenovd Zdrovka 50 W (AR 111), iGuzzini



Obr. 4. Praha Spanélskad - celkovy pohled do expozice

mél prostor vizudlné vypadat, se zamétu-
jina to, jaké technické prosttedky pouzit.
Svételni technici se zase pfili§ ¢asto spolé-
haji na svételnétechnické parametry uve-
dené v normach a doporucenich, které po-
vazuji za jedinou objektivni pravdu, a oba-
vaji se zapojit svoji intuici a piedstavivost.
Jsou-li svételnétechnické parametry nad-
fazeny nad popis svételné atmosféry nebo
tento popis uplné chybi, vznikaji stroha
unifikovana feSeni, kterda mohou ve svém
vysledku ptisobit vizualné nevhodné a mo-
hou celkovy charakter expozice zdeformo-
vat. Vysledkem mtize byt piekvapen nejen
navstévnik, ale i projektant. Pro nazorné;jsi
predstavu o vyuziti popisu svételné atmo-
sféry jsou v nasledujici ¢asti uvedeny jed-
noduché piiklady navrhu osvétleni dvou
kratkodobych vystav.

Prazska mincovna

Muzeum hlavniho mésta Prahy
(27.5. a2 23. 8. 2009)

Vystava Prazska mincovna byla nejvét-
$1 numismatickou vystavni akci v Praze
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za poslednich dvacet let a mapovala pe-
nézni vyvoj v Cechach od 10. do 19. stole-
ti. Bylo na ni predstaveno ptiblizné 1 000
originalti minci. V ramci konani této vy-
stavy si Muzeum hlavniho mésta Prahy
objednalo nové pultové a solitérni vitri-
ny, které maji $irsi vyuziti pro konani dal-
sich vystav. Vitriny specialni konstrukce
pro vystavovani vzacnych exponati, jako
tomu bylo v pfipadé originali minci, na-
vrhl arch. Jan Polasek.

Vystava byla instalovana v geometric-
ky exaktnim prostoru s obdélnikovym pii-
dorysem a rovnym stropem. Pro tcel vy-
stavy byla podél celého obvodu mistnosti
postavena sadrokartonova sténa. Na no-
vych vystavnich plochach byly instalo-
vany dobové obrazy, doprovodné texty
a zvétSeniny minci. Originaly minci byly
umistény v pultovych a solitérnich vitri-
nach instalovanych po obvodu mistnosti
av jeji stiedni ¢asti. Zakladni vizi, vizual-
nim konceptem vystavy bylo vytvofit vy-
raznou dramatickou atmosféru, ve které
by mince a exponaty levitovaly v prostoru
a vlastni prostor by byl maximalné potla-
¢en. Proto bylo eliminovano denni svét-

lo a vystavni panely byly opatfeny tma-
vé modrym natérem, ktery velmi vyrazné
pohlcoval dopadajici svétlo.

Zéakladni osvétlovaci soustavu tvofil
ptvodni zavésny listovy systém, do kte-
rého byla osazena svitidla pro halogeno-
vé reflektorové zarovky 50 W s plynulou
regulaci svételného toku 10 az 100 %. Ten-
to zakladni systém osvétleni byl doplnén
mistnim osvétlenim vitrin. Pultové vitri-
ny byly osvétleny dvojici linearnich mo-
dulti osazenych LED s plynulou regulaci
svételného toku a se specialni asymetric-
kou optikou, ktera umoznuje rovnomer-
né osvétlit vystavni plochu vitriny i pfi
velmi ostrém thlu dopadu svétla. Solitér-
ni vitriny byly osvétleny dvéma soustava-
mi pro LED - soustavou smérovatelnych
stropnich svitidel 3 W a soustavou sméro-
vatelnych svitidel 1 W osazenych ve svis-
Iych hlinikovych profilech. Obé sousta-
vy bylo mozné samostatné smivat v roz-
sahu 0 az 100 %.

Exponaty na vystavnich panelech, do-
provodné texty a popisky byly osvétleny
smérovymi svitidly z liSty osazené cloné-
nymi halogenovymi zarovkami (AR111).
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Tento typ reflektorovych zarovek vyzaiu-
je svétlo v pomérné presné definovaném
thlu (8°, 24°, 45°) a obsahuje minimalni
podil parazitniho svétla, které je vyzaro-
vano mimo tento tthel. Tim bylo mozné
docilit toho, aby svételny tok v maximalni
mozné mife dopadal pouze na exponaty
aneosvétloval okolni prostor. Pro osvétle-
ni minci bylo zasadni, vytvofit tzv. reliéfni
osvétleni, aby byly citelné motivy a texty
na jednotlivych mincich. Takové osvétleni
vznika pti velmi ostrém, teéném dopadu
svétla na exponat. Vzhledem k tomu, ze
u pultovych vitrin byly moduly s LED in-
stalovany podél delSich stran proti sobé¢,
byl rusen efekt reliéfniho osvétleni, a pro-
to byl jeden z modult vypnut.

Autor: PhDr. J. Militky

Architekt: akad. arch. J. Polasek

Ndvrh osvétleni: ETNA s. 1. 0., Ing. T. Mo-
ravec, Ing. P. 74k, Ing. L. Tikovsky
Svitidla: iGuzzini (Shuttle), SAAS (optic-
ké kabely, LED)

Vitriny: Revyko, F. Zahrobsky

Foto: P. Janzura

Praha Spanélska

Cisarska konirna, PraZsky hrad
(18. 3. aZ 28. 6. 2009)

Vystava Praha Spanélska ptipomnéla
vyznamny vliv §panélské kultury na ces-
ké prosttedi z obdobi 16. az 18. stoleti,
kdy Spanélské kralovstvi bylo hlavni ev-
ropskou velmoci. Vyrazné vétsi vystav-
ni prostor Cisafské konirny na Praz-
ském hradé¢ je vizudlné odlisny od pred-
choziho. Jde o mistnost obdélnikového
ptdorysu zaklenutou valenou klenbou
s vysecemi a siti nepravych Stukovych
Zeber. Vystava byla rozclenéna do tfi
zakladnich prostorovych ¢asti, v rdmci
kterych byly instalované exponaty roz-
déleny do péti tematicky navazujicich
celkii. Vystava méla byt osvétlena opét
scénickym zptisobem, pricemz na poza-
di vystavy mél byt tusen vystavni prostor.
Prvni, vstupni ¢ast vystavy, prostorové
vytvérejici jakési hrdlo, méla navstévni-
ka uvést a soucasné jej vtahnout do ex-
pozice. Stfedni, nejvétsi cast méla u na-
vstévnika evokovat pocit prostoru chra-
mové lodé. Mél byt tusen prostor, ale
tento pocit nemél byt zjevny. Exponaty
mély volavat pocit, jako by byly soucasti
vyzdoby chramového prostoru. Posledni
¢ast vystavy, ktera obsahovala vyznam-
né expondity v podobé dvou slonovino-
vych sosek Prazského Jezulatka odénych
do brokatovych satecktl vysivanych stri-
brem a zlatem, méla ziskat intimné;jsi vi-
zualni charakter.

Zakladem osvétleni vystavy byl jiz exis-
tujici systém osvétlent, ktery tvoti dvojice
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zavéSenych napdjecich list. V horni ¢asti
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Obr. 5. Detail expondtu s rytym ndpisem

list jsou umistény zativky pro nepfimé
osvétleni prostoru. Do dolni ¢asti listy
byla k dispozici sada smérovych svitidel
s pevnym optickym systémem (~10°) pro
halogenové zarovky 50 nebo 100 W. s ply-
nulou regulaci svételného toku v rozsa-
hu 10 az 100 %. Tato zakladni osvétlovaci
soustava byla doplnéna mistnim osvétle-
nim vitrin. Pro vitriny s béZnymi expona-
ty (stfedni citlivost) byla zvolena svitidla
pro svételné diody (LED), jez byla osaze-
na do stropni desky. Ve vitrinach s citlivy-
mi exponaty byl pouzit systém optickych
kabela. Jak svitidla pro LED, tak optické
kabely byly vybaveny mistni plynulou re-
gulaci svételného toku.

Vystavni plochy v prvni ¢asti obsa-
hovaly hlavné texty a nékolik prostoro-
vych exponati. Plochy byly rovnomérné
osvétleny z listového systému, horni za-
fivkové osvétleni bylo v této ¢asti vypnu-
to. Ve stfedni ¢asti se nachdzelo nejveétsi
mnozstvi exponatt jak prostorovych, tak
plosnych, které byly instalovany v ram-
ci vystavnich panel@i nebo ve vitrinach.
Ve stiedu této Casti byla rozsvicena dvo-
jice zativek v listé, ktera mirné osvétlila
plochu stropu. Toto osvétleni dalo na-
vitévniktm tusit pfitomnost prostoru
a zjemnilo smérové osvétleni. Pro osvét-
leni exponatl umisténych na vystavnich
panelech byla pouzita smérova svitidla
instalovand v listdch. Mensi exponaty
byly osvétleny rovnomérné, velké expo-
naty, které dominovaly prostoru, byly za-
mérné osvétleny nerovnomérné. Osvét-
leny byly jejich ¢asti s ,,vyznamovymi
ohnisky“, méné dulezité ¢asti zistaly ne-
osvétleny. Expozice tim vizualné ziska-
la vétsi dynamiku a dramati¢nost. Svét-
lo odrazené od klenby vytvofilo v dolni

vy v/

¢asti prostoru jemné priseff a umoznilo,
aby méné dilezité ¢asti neztstaly po-
nofeny ve tmé. Mistni osvétleni ve vit-
rinach bylo regulaci nastaveno tak, aby
umoznovalo dobrou ¢itelnost exponatt
a soucasné nebylo pfili§ vyrazné v ram-
ci celkového vizudlniho vjemu expozice.
V zadni, intimn{ ¢asti byla Prazska Jezu-
latka osvétlena mistné optickymi kabely.
Pro osvétleni doprovodnych textt a gra-
fiky byla pouzita smérova svitidla insta-
lovana v listé.
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Architekt: akad. arch. J. Polasek

Naorh osvétleni: ETNA s. r. o.,

Ing. J. Jirugka, Ing. P. Zak

Svitidla: Erco (Pollux, Castor), SAAS (op-
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